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【57】申請專利範圍
1.　一種滑鼠結構，包含：一結構層，該結構層上下貫穿有兩觸發孔；一上蓋，其位於該結
構層的上方；兩按壓鍵，其樞設於該上蓋的一側邊，且位於該結構層的上方；各該按壓

鍵的底面設有一第一磁鐵槽及至少一第二磁鐵槽；各該按壓鍵的底面突出有一觸發柱，

該兩按壓鍵的該觸發柱分別向下貫穿該兩觸發孔；該觸發柱的壁面上突出成有一抵靠

部，該抵靠部位於該結構層的下方，且選擇性地向上抵靠於相對應的該觸發孔的周緣；

至少一基座磁鐵，其設於該結構層，且對應於該兩按壓鍵設置；兩第一磁鐵，其分別設

於該兩按壓鍵的該第一磁鐵槽中，且該兩第一磁鐵對應於該至少一基座磁鐵設置，該兩

第一磁鐵的磁性與該至少一基座磁鐵的磁性相同，因此該至少一基座磁鐵提供該兩第一

磁鐵與該兩按壓鍵相斥力；以及至少一第二磁鐵，其選擇性地設於該兩按壓鍵的該至少

一第二磁鐵槽中，且該至少一第二磁鐵的位置與該至少一基座磁鐵的位置相對應。

2.　如請求項 1所述之滑鼠結構，其中當該至少一第二磁鐵設於該至少一第二磁鐵槽內時，
該至少一第二磁鐵突出於該至少一第二磁鐵槽。

3.　如請求項 2所述之滑鼠結構，其中該至少一第二磁鐵的至少一底端處環繞凹設有一環
槽，當該至少一第二磁鐵設於該至少一第二磁鐵槽內時，該環槽外露於該至少一第二磁

鐵槽外。

4.　如請求項 1至 3中任一項所述之滑鼠結構，其中該至少一第二磁鐵的磁性與該基座磁鐵
的磁性相反。

5.　如請求項 1至 3中任一項所述之滑鼠結構，其中該至少一第二磁鐵的數量為複數個，且
該等第二磁鐵分別設於該兩按壓鍵，而該兩按壓鍵的該第二磁鐵的數量不同。

6.　如請求項 1至 3中任一項所述之滑鼠結構，其中該至少一第二磁鐵的數量為複數個，且
該等第二磁鐵分別設於該兩按壓鍵，而該兩按壓鍵的該第二磁鐵的磁性相反。

7.　如請求項 1至 3中任一項所述之滑鼠結構，其中該至少一基座磁鐵的數量為兩個，且該
兩基座磁鐵分別對應於該兩按壓鍵。
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8.　如請求項 1至 3中任一項所述之滑鼠結構，其中該結構層的頂面設有至少一基座磁鐵
槽，該至少一基座磁鐵設於該至少一基座磁鐵槽中。

9.　如請求項 1至 3中任一項所述之滑鼠結構，其中各該第一磁鐵的體積大於各該至少一第
二磁鐵的體積。

10.   如請求項 1至 3中任一項所述之滑鼠結構，其中：該上蓋的底面相鄰於該等按壓鍵的一
側邊之處突出有複數樞設臂，該等樞設臂間隔設置，且各該樞設臂朝向該等按壓鍵地斜

向下延伸；以及各該按壓鍵的底面突出有一樞設板，該樞設板位於相鄰兩該樞設臂之

間；該滑鼠結構進一步包含有兩樞軸，其分別對應該兩按壓鍵，各該樞軸貫穿相對應的

該按壓鍵的該樞設板及相對應的該兩相鄰樞設臂，以使該按壓鍵得以相對該上蓋樞轉。

圖式簡單說明

圖 1係本發明與其他元件共同組裝成滑鼠後的立體外觀圖。
圖 2係本發明與其他元件的元件分解圖。
圖 3係本發明與其他元件的另一元件分解圖。
圖 4係本發明與其他元件共同組裝成滑鼠後的前視剖面圖。
圖 5係圖 4的 A部分放大圖。
圖 6係本發明與其他元件共同組裝成滑鼠後的部分側視剖面圖。
圖 7至圖 10係本發明使用時的四種實施例的示意圖。
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